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Abstract (en)
[origin: CA3075010A1] The invention concerns a method for passivation of the surface of blackplate or tinplate by electrolytic deposition of a
chromium oxide-containing passivation layer on the surface, wherein the electrolytic deposition of the chromium-containing passivation layer occurs
from an electrolyte solution (E) that contains a trivalent chromium compound as well as at least one salt to increase the conductivity and at least one
acid or a base to adjust a desired pH value, wherein the electrolyte solution (E) contains no additional components apart from the trivalent chromium
compound as well as the at least one salt and the at least one acid or base and is especially free of organic complexing agents and free of buffering
agents.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Passivierung der Oberflache eines Schwarzblechs oder eines WeiBblechs durch elektrolytische Abscheidung
einer chromoxidhaltigen Passivierungsschicht auf der Oberflache, wobei die elektrolytische Abscheidung der chromhaltigen Passivierungsschicht
aus einer Elektrolytldsung (E) erfolgt, welche eine dreiwertige Chromverbindung sowie wenigstens ein Salz zur Erhdhung der Leitfahigkeit und
wenigstens eine Saure oder eine Base zur Einstellung eines gewiinschten pH-Werts enthélt, wobei die Elektrolytldsung (E) auBer der dreiwertigen
Chromverbindung sowie dem wenigstens einen Salz und der wenigstens einen Saure oder Base keine weiteren Bestandteile enthalt und
insbesondere frei von organischen Komplexbildnern und frei von Pufferungsmitteln ist.
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